
 

 

ZAWIADOMIENIE 

 

Rada Naukowa Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych  

im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN we Wrocławiu 

informuje 

 

że w dniu 05.03.2021 r. (piątek), o godz. 11:00 w trybie zdalnym przy pomocy 

aplikacji Microsoft Teams, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
 

mgr inż. Alexandry Filatovej-Zalewskiej 
 

Tytuł rozprawy: „Investigations of thermal conductivity of nitride semiconductors 

thin films” 

Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Jeżowski 

Promotor pomocniczy: Dr inż. Daria Szewczyk 

Recenzenci: 

Prof. dr hab. Marek Godlewski, Instytut Fizyki PAN w Warszawie 

Prof. dr hab. Marek Tłaczała, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki 

Politechniki Wrocławskiej 

 

Ze względu na trwający w Polsce stan epidemii, obrona odbędzie się w trybie 

zdalnym przy pomocy aplikacji Microsoft Teams. 

 

Osoby nieposiadające konta pocztowego w domenie "intibs.pl" i chcące dołączyć do 

obrony są proszone o wysłanie wiadomości na adres: sekretariat_naukowy@intibs.pl 

w celu uzyskania dostępu najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem obrony, 

tj. do dnia 04 marca br. do godz. 11.00.  

Z dysertacją i opiniami recenzentów można się zapoznać w Bibliotece INTiBS PAN. 

Streszczenie i opinie są również zamieszczone na stronie internetowej Instytutu. 

 

 

Sekretariat Naukowy INTiBS PAN         

mgr Andrzej Koczarski                 

Wrocław, 16.02.2021 r. 
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